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FILMES DE BLENDAS DE POLIESTER PREPARADOS POR SPIN COATING PARA A
LIBERACAO FOTOQUIMICA DE OXIDO NITRICO

MURILO METZGER DENNY e Prof. Dr. MARCELO GANZAROLLI DE OLIVEIRA (Orientador),
Instituto de Quimica - 1Q, UNICAMP

Trabalhos ja desenvolvidos no grupo de pesquisa em questdo demonstraram que a aplicacao
tépica de filmes poliméricos funcionalizados com grupos S-nitrosotidis (RSNOs) doadores de
Oxido nitrico (NO) sdo capazes de promover a cicatrizacdo de lesdes e o aumento do fluxo
sanguineo dérmico. Uma vez que os RSNOs sao fotossensiveis, ha um grande interesse no
uso da luz visivel para a liberacédo fotoquimica de NO a partir destes materiais. Neste projeto,
foram preparadas blendas de poliéster polisufidriiado (PSPE) com policaprolactona (PCL)
sobre laminas de quartzo, através da técnica de “spin coating”. Os filmes foram S-nitrosados
em solugdo de acido nitroso e caracterizados espectrofotometricamente. As cinéticas de
liberacéo de NO dos filmes nitrosados foram acompanhadas através do decaimento da banda
de absorcdo do grupo SNO em 336 nm sob irradiagdo com luz visivel. Observou-se que
irradiacao acelera significativamente a liberacdo de NO e esta associada a reacédo de quebra
homolitica da ligagdo S-N com formacdo de ligagbes S-S, o que est4d de acordo com a
deteccdo de dois pontos isoshésticos em 250 e 309 nm nas variacbes espectrais. Estes
resultados demonstram o potencial desta abordagem para a liberacdo fotoquimica de NO em
aplicacoes topicas. )
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